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摘要摘要

本發明係有關於具窄線 寬 特性之外腔雷射系統裝置與波
長調整機構。在系統結構方面 ， 其裝置之特 徵 在於使用
一兩軸移動調整平台做為外腔雷射系統的主要結構。 本
技術具有窄線 寬 、以及小體積之外腔半導體雷射系統。
其設計簡單 ， 調整與維護容易 ， 並可應用於需要雷射線
寬 窄於1 MHz之場合。

技術優勢技術優勢

與目前其他外腔雷射系統相較 ， 本雷射系統具有以下優
點 ：  本系統設計簡單 ， 容易調整與維護。 具備較長之
光學共振腔以窄化雷射線 寬 、以及縮小化整體 體積以
增 加雷射之穩定度。 本雷射同時可提高光柵之角度調
變速率 ， 以及雷射波長調 變頻率。
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